1. Būdas nuovirų susidarymo slopinimui arba pašalinimui drėgno fosforo rūgšties gamybos proceso metu, kuriame:
į drėgno fosforo rūgšties gamybos proceso srautą prideda nuoviras slopinantį kiekį reagento, apimančio: 
i) aromatinį junginį, turintį dvi hidroksilo grupes,
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kur junginio molekulinė masė yra 3000 arba mažesnė,
kur R yra pasirinktas iš grupės, kurią sudaro H, C1-C10-alkilas, C6-C20-arilas ir C7-C20- aralkilas, nebūtinai turintis vieną arba daugiau pakaitų, pasirinktų iš grupės, kurią sudaro OH, NH2, halogenidai, SH, CN, CHO, COOH, SO3H ir PO3H; 
kur aromatinio junginio, turinčio dvi hidroksilo grupes masės santykis su P2O5 mase sudaro nuo 10 g/t iki 1000 g/t; ir
ii) mažiausiai vieną aminą, kur amino masės santykis su P2O5 mase sudaro nuo 10 g/t iki 1000 g/t, kur aminas yra pasirinktas iš linijinės grandinės arba šakotosios grandinės poliamino, kurio formulė II:
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kur
R1 yra pasirinktas iš H, C1-C12-alkilo arba arilo, turinčio iki dvylikos anglies atomų;
R2 yra pasirinktas iš H, C1-C10-alkilo arba arilo, turinčio iki dešimties anglies atomų, ir
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ir
n = sveikas skaičius nuo 2 iki 200;
ir ciklinio amino.
2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame reagentas papildomai apima polimerą, pasirinktą iš grupės, kurią sudaro poliakrilatas, poliakrilamidas, poliakrilo rūgštis, polietileniminas ir jo dariniai, polidialildimetilamonio chloridas, (maleino anhidrido - akrilo rūgšties) kopolimeras.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur aromatinio dihidroksi junginio, kurio formulė I, molekulinė masė yra 1000 arba mažesnė.
4. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1 - 3 punktų, kur R yra turintis pakaitų C1-C10-alkilas, C6-C20-arilas arba C7-C20-aralkilas.
5. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1 - 4 punktų, kur aromatinis dihidroksi junginys, kurio formulė I, yra pasirinktas iš grupės, kurią sudaro 3,4-dihidroksifenilacto rūgštis, katecholas, dopamino HCl, gliukolizuotas dopaminas, 3,4-dihidroksihidrocinamono rūgštis, kavos rūgštis ir 3,4-dihidroksibenzonitrilas.
6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1 - 5 punktų, kur poliaminas yra pasirinktas iš polietilenimino arba jo darinio.
7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1 - 6 punktų, kur ciklinis aminas yra ciklinis diaminas, pasirinktas iš grupės, kurią sudaro imidazolas, pirazolas, pirimidinas, purinas, pteridinas, chinoksalinas ir jų dariniai.
8. Būdas pagal 7 punktą, kur ciklinis diaminas yra pasirinktas iš grupės, kurią sudaro imidazolinas, etileno bis-imidazolinas, vinilimidazolas, etilimidazolas, etilpirazinas, 2-amino-4-metilpirimidinas, 2-metil-2-imidazolinas ir jų mišiniai.
9. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 6 punktų, kur ciklinis aminas yra pasirinktas iš grupės, kurią sudaro pirolas, piridinas, indolas, chinolinas ir jų dariniai.
10. Būdas pagal 9 punktą, kur piridino darinys yra 2,2’-bipiridinas, etilpiridinas ir jų mišiniai.
11. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 8 punktų, kur reagentas apima tiek poliaminą, tiek ir ciklinį aminą, ir kur aromatinis diolis apima katecholą, poliaminas apima polietileniminą arba jo darinį, ir ciklinis aminas apima vinilimidazolą.
12. Būdas pagal 11 punktą, kur reagentai yra sumaišyti santykiu 1:1:1.
